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摘要(译)

一种液晶显示器结构与制造方法，系使用液晶滴下工艺以生产薄膜晶体
管液晶显示器。此液晶显示器结构包含，第一基板、导电图案层、第二
基板、遮蔽层、液晶层与紫外线硬化型框胶。导电图案层为液晶显示器
的周围线路，形成位于第一基板之上，且由氧化铟锡材料所构成，因此
具有使紫外线光穿透的能力；液晶层则是使用液晶滴下工艺来形成；紫
外线硬化型框胶利用紫外线灯，由第一基板方向，照射框胶再利用热硬
化工艺使之硬化，因而降低液晶污染的情况。
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